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  本刊中 包含“温控涂层”的 相关
文章 
本文作者相关文章 
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110keV质子辐照温控涂层性能变化的XPS分析  
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摘要  实验研究了注量在1.0×1011—1.0×1016p/cm2范围依次变化时110keV质子辐照引起的温控涂层热光

性能的变化,并使用XPS谱仪分析了辐照样品化学态的变化. 实验结果表明,质子注量不高于1.0×1014p/cm2时,
同种材料的温控涂层样品的相对光反射率变化很小,同时同种材料样品的表面化学结构如化学位移和元素的比例变

化很小.当注量高于1.0×1014p/cm2时, 样品的相对光反射率变化明显,样品表面的原子化学结构变化大, 化学位

移明显增加, 元素比例变化显著,所有样品表面的C元素比例明显增大而O元素比例明显减小.一定注量的低能质子

辐照能够使某些低太阳吸收率αs的温控涂层的太阳吸收率变得更低, 具有改善热光性能的效果.质子辐照之后温控

涂层样品表面化学结构的变化与样品的物理性能的变化存在直接的关联. 
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